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Osvétlovacf systém pro linedrni zdroje zdfen{

Osvétlovaci systém pro efektivnf vyuZitf svételného toku li-
nedrnich zdrojl sestdvé z linedrniho zdroje (1), zpétného
zrcadla (3), sférickych zrcadel (4), rovinnych zrcadel (5),
v{stupnf clony (2) a kondenzoru (6). Zpétné zrcadlo (3) je
umisténo za linedrnim zdrojem. (1) a odrd2f svételny tok
smérem k vystupnf clond (2). Po obou stranich linedrniho
zdroje (1) je umisténo po jednom sférickém zrcadle (4) a
jednom rovinném zrcadle (5), které soustfeduji svételny
tok vychdzejicf z linedrniho zdroje (1) do mista mimo optic-
kou osu systému a vytvafejf tam obraz (A* , A" ) zéficfho t&-
lesa. Svételny tok vychézejicf pfimo z linedrniho zdroje (1)
a z obrazli (A‘, A" ) zéFictho télesa prochdzf v§stupni clo-
nou (2) a je déle upravovin kondenzorem (6).
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Oblast techniky

Vyndlez se tykd osvdtlovaciho systému, vyuZivajiciho
efektivné zd¥ivy tok zdrojd s linedrnim tvarem svitictiho
télesa (jako jsou tém&¥ viechny vysokotlaké vybojky a
rada halogenovych %drovek) s uplatnénim v energetické op-
tice,zejméné kopirovaci a projekdni technice.

Dosavadni stav techniky

V osv@tlovaci technice se v posledni dob& Zasto pou-
¥2{vaji zdroje z4¥en{ s linedrnim tvarem zéficiho_télesa.
 Jsou to téméd vSechny typy vysokotlakych vybo jek rtuto-
vych,sodikovych a halogenidovych a ddle Fada halogenovych
Zérovek.Obecnou vyhodou t&chto zdrojd je velmi vysokd
energetickd d¥innost,nevyhodou pak prive zminény tvar zd-
¥i{eiho té&lesa,ktery dovoloval snadnou aplikaci v oavétlo=-
vacich zarizenich se 3irokymi svazky,napf. pro osvitlovd-
ni celych prostord,ale doposud omezoval Jejich vyuZitd
v projekdn{ technice na typy 8 krédtkym obloukem (napi.
specielné konstruované xenonové projek&ni vybojky ).

Podstata vyndlezu

Uvedeny nedostatek odstranuje osv&tlovaci systém pro
linedrn{ zdroje zdé¥eni podle vyndlezu, jehoZ podstatnym
rysem je vytvoreni dvou virtudlnich zd&F{cich tales po obou
strandch télesa skute&ného.Toho se dosdhne soustiedénim
svételného toku,emitovaného zdrojem do oblast{ kolmykh
k optické ose systému,pomoct vZdy Jjednoho sférického a
Jednoho rovinného zrecadls tak,Ze obraz zdroje leZ{ rove
nobéZné s osou zdroje nad (pod) trubict zdroje, jak Jje
patrné z obr.2 .Vhodnym nastavenim zrcadel lze Zé*ivy tok
produkovany virtudlnim zdrojem usmérnit do v¥stupni clony
systému a tak zvy3dit vyuZity sv&telny tok na témei dvo j=-
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.. ndsobek.Osv&tlovac{ systém podle vyndlezu lze pouiil pro

v&t3inu typd svitidel ; velmi vyhodny Jje p¥i aplikaci v
projek&nich soustavédch,kde zd¥fcf t&€leso zdroje i ob& vir-
tuslni lze zobrazit kondenzorem umisténym v blizkosti vys-
tupni clony osvdtlovale do projekZniho objektivu, jak je
naznadeno na obr.2 . '

P¥ehled obrdzkd na vykresu

Vyndlez bude bliZe vysvétlen pomoci vykresu,na kterém
obr.l zndzornuje typicky tvar linedrniho zdroje zdreni a
jeho svitictho t#lesa, obr.2 pak osv&tlovac{ systém podle
vyndlezu, '

P#1klad provedeni vyndlezu

Uspo?ddénf osv&tlovaciho systému pro linedrni zdroje
zéfeni je patrné z obr. 2., Svitelny 2zdroj (zndzornény
v prfi&ném Pezu) 1 ozafuje vystupni clonu systému 2 jed=
nak p¥imo, jednak svétlem odraZenym od zp&tného zrcadla 3 .
Takto jsou doposud koncipovdny b&Zn& uZfvané osvétlovale,

Novd je vyuZit z4P¥ivy tok zdroje emitovany mimo oblasti
clony 2 a zp&tného zrcadla 3 tak, Ze svitici téleso zdroje
4 Jje zobrazeno vidy jednim sférickym zrcadlem 4 a jednim
rovinnym zrcadlem 5 nad (pod) trubici zdroje do mista A,
respektive A" ,Takto vytvorené virtudlni zdroje p¥i vhodné
konfiguraci zrcadel oza¥uji rovnéZ plochu vystupni clony 2
a tim zvy3uji d&innost systému.

Vyuzit{ systému v projekdnich soustavdch je na obr.2 na-
kresleno &irkovand.Kondenzorem § je zobrazeno z4ffc{ té&leso
zdroje 4 i ob& virtudlnt 4°, A" do projek&niho objektivu
.

Zp&tné zrcadlo 3 i ob& zrcadla 4 mohou byt p¥i vhodné
konstrukei systému shodnd.P¥i pouZiti Zdrovky se zp&tné
zrcadlo 3} nastavi tak,aby z4¥ic{ t&leso A nebylo zobrazeno
samo do sebe.
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PATENTOVE NAROKY

Osvétlovaci systém pro linedrni zdroje zd¥eni,
sestavajici ze zdroje zdifent (1) ,vystupni clony

(2), dvou sférickych zrcadel (4) ,dvou rovinnych

zrcadel (5) a volitelné zrcadla (3) ,

vyznadujici s e tim,

Ze vZdy Jjedno sférické zrcadlo (4) a jedno rovinné
zrcadlo (5) soustfeduje z4Fivy tok emitovany zdrojem
(1) do mista (4°) respektive (4 ") mimo osu systému
a vytvdr{ tak v té&€chto mistech obrazy zd4¥{ictho té&-
lesa (A),prilemZ z4Yivy tok prochdzejici tédmito
obrazy (4°,4 ") dopadd na plochu v§stupni clony (2)
podobné jako tok emitovany p¥imo zdrojem (1) nebo
pr*ipadné odraZeny od zrcadla (3) .

Osvétlovaci systém podle bodu 1

vyznadujici{ se tim,

fe pro projekZni pristroje je za v¥stupnf clonu (2)
zafazen kondenzorovy systém (6J),zobrazujici jak zd-
#fcl t8leso zdroje (4),tak i oba obrazy (4,4 ") do
projek&niho objektivu (7) .
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